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Przedmiotem niniejszego wynalazku jest urzgdze-
nie ‘do odszraniania absorpcyjnych aparatdéw chlod-
niczych. ’

Znane sy urzgdzenia do odszraniania absorpcyj-
nych aparatéw chlodniczych, w ktérych stosuje sig
cieply roztwor przepompowywany od ukladu grzew-
czego do ukladu odparowania przy zastosowaniu
dodatkowej pompy i dodatkowego zrodla ciepla.
Wedlug znanych rozwigzan, zastosowana jest pom-
pa mechaniczna, ktora doprowadza czynnik cieplny
do aparatu chlodniczego, w przypadku potrzeby je-
go odszraniania. Znane urzadzenia posiadaja te wa-
dy, ze do odszraniania wymagajg osobno zainstalo-

.wanej pompy obiegowej oraz instalacji grzewczej,

przy czym podczas odszraniania nastepuje wylacze-
nie obiegu chlodniczego, co przyczynia si¢ do wzro-
stu otaczajacej temperatury i powodowania strat
energetycznych wynikajgcych z potrzeby dodatko-
wego obiegu czynnika chlodniczego. Celem wyna-
lazku jest wykonanie takiego urzgdzenia za pomocg
ktérego w krétkim czasie mozna byloby dokonaé
odszraniania przy niewielkich stratach energetycz-
nych. Aby osiagnaé ten cel postanowiono zgodnie
z wynalazkiem zastosowaé rurowy doprowddzajacy
przewdd, ktory zostal podlaezony do systemu obic-
gowego cicczy przepompowywancj za pomoceg pom-
py do medium cicplnego, do ktérej doprowadzajacy
przew6d jest podlaczony od systemu obiegowego
cieczy na wysokos$ci powyzej jej roboczego pozio-
mu lecz ponizej poziomu spoczynkowego, przy czym
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pionowy kolektor polaczony jest z pompa do ukla-’
du grzewczego. Przedmiot wynalazku uwidoczniony
jest w przykladziec wykonania na rysunku, na kto-
rym fig. 1 przedstawia schemat absorpcyjnego apa-'
ratu chlodniczego z zewnetrznym urzgdzeniem do
odszraniania, fig. 2 — odmiane absorpcyjnego apa-
ratu o przedluzonym polgczeniu rurowym w kie-
runku dolnym, fig. 3 — inng odmiang absorpcyjnego
aparatu, gdzie kondensator aparatu ustawiony jest
nieco wyzej w stosunku do przewodu 1gczacego
z wyparka, fig. 4 — przedstawia schemat aparatu,
w ktéorym doprowadzenie cicczy do pompy naste-
puje od strony aparatu absorpcyjnego i fig. 5 —
aparat chlodniczy bez analizatora.

Absorpeyjny aparat chlodniczy, fig. 1 wykonany
zgodnie z wynalazkiem, wyposazony jest w zewne-
trzne urzadzenie do odszraniania.

Absorpcyjne naczynie 10 posiada zewnetrzne po-
1gczenie z wymiennikiem ciepla 11, dzigki czemu
wzbogacony rozlwor wprowadzony jest z wymien-
nika ciepla do pompy obicgowej 12, ktéra od strony
ssacej 13 polgczona jest z dolng czeScia wymien-
nika. Pompa obiegowa 12 polgczona jest z tulejg 14
wyposazong w elektryczng grzalke. Tuleja ta W
przypadku ogrzewania jej gazem lub za pomoca
palnikdéw winna byé wyposazona w wylot komino-
wy. Kolektor pionowy 15 przeznaczony jest do prze-
pompowywania roztworu wzbogaconego, ktéry do-
plywa w formie roztworu ubogiego absorpcyjnego
przez wewngtrzne polaczenie wymiennika ciepia 11
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i przez polaczenie 16 przeplywa do gornej czgsci

. naczynia absorpcyjnego 17. Naczynie absorpcyjne

17 odprowadza ku dolowi roztwoér ktéry w przeciw-
pradzie do kierunku odparowania $rodka schiadza-
jacego, wzbogaconego w parg bogatsgo gazu po-
mocniczego, jako $rodek schiadzajacy, jest zbiera-
ny w naczyniu absorpeyjnym 10. Poziomy przewod
18 wymiennika ciepla 11 jest uloZcny nizej okolo
25 mm od poziomu cieczy I. Poziom cieczy w na-
czyniu absorpcyjnym 10, podczas pracy aparatu, jest
otrzymywany dzieki polaczeniu przewodow ciepl-
nych miedzy pompg 12 i tulejg 14.

Wytwarzane w pompic xs czynniki schladzajace
pare, sa oddzielane w kolektorze pionowym 15
z roztworu i doprowadzane przez przewdd parowy
19, ktory polaczony jest- z przewodem poziomyimn
18 wymiennika ciepta 11, ktorego para wychodzgca
z przewodu parowego 19 i podgrzany w wymienni-
ku 11, roztwor znajduje sie w stanie wrzenia. Prze-
wodem parowym 20 para przechodzi do oddzielacza
wody 21 i kondensatora 22, gdzie nastepuje konden-
sacja na skutek dzialania czynnika schladzajacego”
po czym plynie. przewodem 23 do niZej umieszczo-
nego systemu odparowania 24, gdzie ponownie od-
parowuje w wymienniku ciepla gazu 25. Mieszani-
na gazowa splywa ku dolowi do warnika 26, gdzie
nastepuje dalsze jej odparowanie az do momentu,
gdy polgczy sie ona z mieszaning w wymiennikti
ciepla gazu 25 i splynie przewodem 27 do naczynia
10, W celu wyréwnania ci$nienia miedzy konden-
satorem i systemem absorpcyjnym Zzastosowano ru-
rowe polgczenie 28 ze wzgledu na to, ze polaczenie
23 wypelnione jest cieczg.

Przewo6d rurowy 29 polgczony jest z przewodem

" parowym 19 w poloZeniu 30 ustawionym wyzej; w

stosunku do powierzchni cieczy I, ktora utrzymy-
wana jest w naczyniu absorpcyjnym 10 przez caly
czas pracy. aparatu.

Przewo6d rurowy 29 jest réwniez przyspawany-
punktowo do tulei 14 w celu lepszego odprowadze-
hia ciepla. Przewéd rurowy 29 obnizony jest poni-
zej dclnej podstawy tulei 14, ktéra jest dluisza od
odlegloseci miedzy gbérnym poziomem cieczy I w na-
czyniu abscrpcyjnym a wysokoscig punktu zakon-
czenia przewodu parowego 19 w czedci poziomej
przewodu parowego 18. Dolne zakonczenie przewo-
du rurowcgo 29 polgczone jest ze strong ssgca pom-
py 31 przeistawionej na rysunku w postaci prze-
wodu. Pompa ta polgczona jest z przewodem ruro-
wym 32, ktéry jest nieco pochylony ku dolowi
i przyigczony do warnika 26. Ssgca pompa 31 ma
wewnetrzny przekréj mniejszy od przekroju pompy
obiegowej 12. Podczas pracy aparatu, poziom cie-
czy, kléry znajduje sie w przewodzie rurowym 29
ustala si¢ w punkcie 33. W ssacej pompie 31 prze-
znaczonej do odszraniania, znajduje sie ciecz, bez-
poérednio polaczona z przestrzenig niskiego cisnie-
nia 34, przy czym jest ona ustalona wyzej niz punkt
cieczy' 33 w polaczeniu z przewodem rurowym 29,
ktore stanowi roznice wysokoici migdzy goérnym
poziomem cicczy I w naczyniu absorpeyjnym 10,
a wlotem przewodu parowego 19, prowadzacym do-

-czgdei poziomego przewodu 18 wymiennika ciepla.

Punkt poziomu cieczy 33 i przestrzed niskiego ci§-
nienia 31 ustolene sg ponize] Zrd<lu ciepln aparatu,
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w wyniku czego ssgca pompa przeznaczona do od-
szraniania znajduje sie poza Zrodlem ciepla. Ssgca
pompa 31 jest polaczona ze Zrodiem ciepla w tulei
14 za posrednictwem pompy obiegowej 12, przy
czym temperatura ssacej pompy 31 nigdy nie prze-
kracza temperatury pompy obiegowej 12. W ten
sposodb usunigte jest ryzyko przepalenia ssacej pom-
py 31 w przypadku wylgczenia jej z ruchu. Gdy
zostanie przerwane doprowadzenie ciepla do apara-
tu za pomoca termostatu, to po kilku minutach
przestaje pracowaé pompa obiegowa. Wtorny prze-
plyw z wezownicy absorpeyjnej trwa jeszcze w cig-
gu kilku minut, lecz ze wzgledu na to, ze obieg cie-
czy pozostalej ustaje, to podnosi si¢ goérne zwier-
ciadlo cieczy w naczyniu absorpcyjnym 10, oraz w
przewodach do niego podlaczonych. W przewodach
parowych 19 i 20 ciecz lgczy si¢ za pomocg prze-
wodoéw zewnetrznych wymiennika:cicpia Z naczy-
niem absorpcyjnym 10. Podniesienie poziomu goér-
nego cieczy do wysokosci II powstaje rowniez dla-
tego, ze w obu przewodach 19 i 20, zostaje przetozony
wlot w przewodzie rurowym 29 do przewodu paro-
wego 19 w polozeniu przewodu rurowego 30, ktory
znajduje sie ponizej wysoko$ci I[ cieczy w naczyniu
absorpcyjnym 10 i w przewodach parowych’ 19 20
podczas przerwy w pracy aparatu. W tym przy-

- padku przewod rurowy 29 wypelnia sig rozitworem
B ~

o wyzszej temperaturze, ktéry wypelnia dolng czesé
ssacej pompy 31 do przewidzianej wysokosci. Gdy
termostat wylaczy Zrdédio doplywu ciepla do apara-
tu, to obiegowa pompa 12 po uplywie kilku minut
powoduje ponowne uruchomienie obiegu cieczy.
Uzyskana w obiegowej pompie 12 para powoduje
nacisk na ciecz w przewodzie parowym 19 przetia-
czajac ja co poziomego przewocdu 18 przy rowno-
czesnym oknizaniu poziomu cieczy w rurowym prze-
wodzie 29. Ze wzgledu na to, Zze ssaca pompa 31
jest podlaczona w sposdb posredni z pompg obiego-
w3 12 to osigga ona temperature wrzenia, w wyni-
ku czego mieszanina pary i cieczy zostaje doprowa-
dzona do stanu parowania na skutek czego nastg-
puje odszranianie. Poniewaz ssaca ponipa 31 posia-
da mniejszg Srednice od pompy obiegowej 12, to po
stronie niskiego ci$nienia aparatu, nastgpuje szyo-
sze uruchomienie odparowania po wlaczeniu zrod-
la ciepia. )

Czas trwania ckresu odszraniania uzalezniony
jest od $rednicy rurowego przewodu 29 oraz od wy-
sokosciowego punktu jego polgczenia, przy czym
istnienie cieczy miedzy wysokoscia napedu i wyso-
ko$cia podnoszenia uniemozliwia dulsze pompowa-
nie. Rurowy przewdd 29 znajduje sie¢ w polaczeniu
z tulejg 14, co stanowi przeszkode kondensacji pary
przcechodzacej z parowego przewodu 19 podczas
pracy aparatu i stwarza pewnosé¢ kontroli przy od-
szranianiu. Podczas odszraniania termostat wyla-
czony jest na okres 2 do 3 minut, co wystarcza do
tego by uzebrowanie 35 w systemie odparowania 26

" Zostalo pozbawione szronu.

Duza réznica cisnien warnika tyorzy duza réz-
nicg poziomdéw migdzy goérnym zwicrciadlem cic-
czy I w naczyniu absorpcyjnym 10, a wlotem pa-
rowego przewodu 19 do poziomego przewodu 18
wymiennika ciepia. Jesli réznica wysokoSei wynosi
pirzylladowe 20 ram, to nadeifnicnic w przestizeni
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parowej warnika w poréwnaniu z systemem obie-
gowym gazu wynosi 30 mm wysokosci stupa wody.
Stan ten winien byé utrzymany tak diugo, jak dtu-
go aparat znajduje si¢ w ruchu. W przypadku gdy
nastgpi przerwa w ruchu, to temperatura w syste-
mie warnika opadnie i opadnic réwniez ci$nicnie
czynnikow c<hilnrdzacych pare. W tym czasie naste-
puje” przerwa polaczenin gazowego miedzy prze-
strzenia parowa warnika a pozostalymi czgsciami
aparatu dzieki czemu roztwoér absorpcyjny zosiaje
wtloczony do warnika, tworzagc w nim przestrzen
parowa, co powoduje podniesienie w nim tempera-
tury. Roztwér za pomocg pompy obiegowej 12 zo-
staje wtloczony do kolektora pionowcgo 15 i prze-
wodu parowego 19. W przypadku gdy aparat jest
wylaezony przez dlugi okres czasu, to warnik wy-
pelnia sie ciecza. Moze sie zdarzyé, ze zakonczenie
rurowego przewodu 29 polaczonego z przcwodem
parowym 19 pbdczas przerwy pracy aparatu zosta-
nie w pewnym punkcie nad gérnym zwierciadlem
cicczy w przewodzie 19 przerwane. Przypadek ten
nie sprawia wiekszych trudnosci ze wzgledu na to,
ze ciecz z parowego przewodu 19 przeplynic do
przewodu 29. Przy aparatach chlodnej absorpcji

-wyposazonych w analizator stupki cieczy w prze-

wodzie parowym 19 i 20, nie powodujg podczas ru-
chu tej cieczy zadnych wahan.

Wiadomym jest, ze szronienie odparowywacza
stwarza powazne trudnosci, to tez w przypadku diu-

_ kich przerw miedzy kolejnymi odszronieniami, mo-

ze sie zdarzyé, ze powstanie duza ilo§é szronu i lo-
du na wysokotemperaturowej wyparce w wyniku
czego tworzy sie utrudniony przelot powietrza przez
cze§¢ aparatu i powstaje w szafie chlodniczej zbyt
wysoka temperatura, mimo, ze wyparka utrzymuje
niskg temperature. Stan taki powoduje to, ze ter-
mostat winien by¢ ustawiony na wyzszy stopien
temperatury w celu skompensowania pogarszajacej
sie temperatury w szafie chlodniczej. Koszt pracy
aparatu w tym przypadku jest znacznie wyzszy, niz
mozna by tego wymagaé¢ w idealnych warunkach.

Przy zastosowaniu niniejszego wynalazku szybkie
odszranianie absorpcyjnego aparatu odbywa sie
podczas dzialania termostatu, Przy odszranianiu
wedlug wynalazku nie powstaje zbyt gruba warstwa
szronu a za tym wystarcza bardzo krotki okres cza-
su odszraniania. Je$li aparat pracuje w niekorzyst-
nych warunkach, na przyklad przy wysokich tem-
peraturach otoczenia lub przy duzej wilgotnosci po-
wietrza. to powstlaje zwiekszona warstwa szronu
na uzebrowaniu wyparki. W tym przypadku ter-

. mostat aparatu chlodzacego winien byé ustawiony

na.wigkszg czestotliwo$é w celu utrzymania prze-
widzianej temperatury w szafie chlodzacej, co w
nastepstwie powoduje krotsze okresy wigczania
i wylaczania. W ten sposdb otrzymuje sie duzg ilosé
okreséw odszraniania w ciggu okre§lonego czasu,
co szczegdlnie jest kor2ystne przy trudnych warun-
kach ruchu.

Na fig. 2 przedstawiono zastosowanie wynalazku -

o odmiennym rozwigzaniu w stosunku do uwidocz-
nionego na fig. 1, a mianowicie, przewdd rurowy
32 z warnikiem 26 zostal przedtuzony w kierunku
dolnym od wlotu w punkcic 36, do pompy ssacej
31 az do purktu na kolektorze pionowym 15. Punkt
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ten jest polozony ponizej goérnego zwierciadla cie-
czy w pionowym kolektorze 15, przez co dolna czes¢é

‘rury 37 przewodu rurowego 32 otrzymuje malg ilosé¢

roztworu absorpeyjnego przy polaczeniu z roztwo-
rem znajdujacym sie w kolektorze pionowym. Punlkt
wlotowy potaczenia rury 36 miedzy . pompg ssgcy
31 i przewodem rurowym 32 jest polozony nad gor-
nym zwierciadlem cieczy polgczenia rurowego 37.
Wzbogacony roztwdér pompowany jest za pomoca
ssgcej pompy 31 z cieczy, ktora w okresach wylg-
czen aparatu zbiera sie w przewodzie rurowym 29.
Powstala w ssgcej pompie 31 para zostaje przez
przewod rurowy 32 doprowadzona do warnika 26,
podczas gdy w pompie ssgcej 31 podawany przez
polgczenie rurowe 37 ubogi roztwor, przcghodzi do
kolektora pionowego 15, skad razem z ubogim roz-
tworem z pompy obiegowej 12 przez wymiennik
ciepla cieczy i polgczenie rurowe 16 jest podany
do gornej czeSci aparatu absorpcyjnego.

Przy urzadzeniu wykonanym wedlug fig. 2 osia-
ga sie mniejszg wydajno$é odszraniania w stosunku
do wydajnosci uzyskanej w urzgdzeniu wykonanym
wedtug fig. 1. )

Inny uklad urzadzenia do odszraniania wykonany
zgodnie z wynalazkiem uwidoczniono na fig. 3, gdzie
polqczenie warnika 26 z pompg ssaca 31 wykonane
jest w formie litery U przy czym polgczenie rurowe
38 dochodzi do warnika a polgczenie 39 laczy sig
z przewodem parowym 20 kondensatora aparatu w
punkcie 40, ktéry lezy nieco wyzej od zakonczenia
przewodu lgczacego sie z warnikiem 26. Przewod
pompy ssacej 31 doprowadzony jest do polaczenia
rurowego 39 w miejscu przed zamknigciem pary,
zakoniczonym pod punktem polaczenia rurowego 40.
Przewodzaca cieplo zilgczka blaszana 41 laczy prze-
wod parowy 20 z ramieniem polgczenia rurowego
39. Wprowadzone przez pompe ssacg 31 Srodki
schladzajgce pare przewodem parowym 20 s3 pro-
wadzone do oddzielacza wody 21 i dalej do kon-
densatora, gdzie splywaja lacznie z parg z pompy
obiegowej 12. Kondensat $rodkéw schiadzajacych
zostaje wilgczony do systemu odparowania, gdzie
odbywa sie schladzanie przez odparowanie. Roztwor
absorpcyjny pochodzgcy z pompy ssacej 31 zostaje
przez polaczenie rurowe 38 i 39, przetransportowa-
ny do warnika 26, w ktoérym cieplo roztworu wy-
korzystuje sie do odszraniania. Zlgczka blaszana 41
ma na celu podniesienie temperatury polgczenia

" rurowego 39 podczas okresowej pracy i przez to

spowodowanie przeszkody w kondensowaniu sie pa-
ry wychodzacej z przewodu rurowego 20 w tej cze-
Sci polgczenia. Istnieje przez to mozliwo$é osiggnig-
cia wydajnosci odszraniania w.czeSci wyparki, kto-
ra mozna zmieniaé przez zmiane wysokosci w zam-
knieciu parowym podczas, gdy rownocze$nie poda-
wang pare przez pompe ssaca 31 mozna wykorzy-
staé podczas normalnej pracy aparatu.

Na fig. 4 przedstawiono urzadzenie do odszrania-

' nia, ktére zostalo ~oméwione ze szczegdlnym

uwzglednicniem doprowadzenia cieczy do pompy
ssacej od strony aparatu absorpcyjnego, zamiast od
strony podgrzewacza.

Naczynie absorpcyjne 50 fig. 4 posiada $cianke
dzialowg 51 tworzaca przelew 52 roztworu z naczy-
nia absorpeyjnego 17, do naczynia zbiorczego 53, do
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ktérego doprowadzona jest nadwyzka czynnika
" chlodzgcego za pomoca przewodu 27. Czynnik chilo-
dzgcy olrzymuje z wyparki pewien procent wody,
ktéra wytwarza sie z goracej pary dochodzacej z ko-
tla. W crasie pracy aparatti wzhogacony roziwdr
absorpcyjuy nrzeplyvra 7z przelewu 52 przez prze-
wody zewnetrzne cieczowego wymiennika ciepla 11
i pompe obicgows do kolektora pionowego 15, skad
grawitacyjnie splywa przez wewnetrzng rure cie-
czowego wymiennika ciepla 11 i polaczeniem ruro-
wym 16 do gornej czeéci naczynia absorpeyjnego 17.
Gdy aparat jest w ruchu, to z naczynia zbiorczego
53, ktore laczy sie z przelewem 52 wychodzi ruro-
wy przewo6d 54, ktérego zakonczenie lezy nad gor-
nym zwierciadlem cieczy I i znajduje si¢ w prze-
. lewie 52 i naczyniu zbiorczym 53. Drugi koniec po-
laczenia doprowadzony jest do izolacji warnika nie-
co nizej od dolnego konca tulei 14. Przewéd odpro-
wadzajgcy 27 doprowadzony jest do pompy ssacej
31, ktéra w podobny sposob, jak to mialo miejsce
w urzgdzeniu wykorianym wedtug fig. 3 goérnym
swoim koficem polgczona jest z przewodami 33 i 338
i warnikiem 26.

Podczas jednego okresu pracy aparatu, goine
zwierciadlo cieczy I znajduje sie w przclewie 52,
naczynia zbiorczego 33 ponizej podigczenia przewo-

du 54 do naczynia zbiorczego 53. Poniewaz naczy-""

nie zbiorcze zasilane jest bardzo obficie przeplywa-
jacym roztworem z wyparki przez przewodd 27, to
ciecz siega w naczyniu zbiorczym 33 nicco wyzej,
niz w przelewie 52. Podczas dluzszego okresu pra-
cy, goérne zwierciadlo cieczy znajduje sie w punk-
cie 55 przewodu 51, ktore lezy pod dolnym zakon-
czeniem tulei 14. Gdy tcrmostat spowoduje wylg-
czenie doprowadzania ciepla do aparatu, to po uply-
wie okolo 1 min. ustaje obieg cieczy w aparacie,
wyplywajacy z naczynia absorpcyjnego 17 i stru-
mien roztworu absorpcyjnego podnosi gorne zwier-
ciadlo cieczy w naczyniu absorpcyjnym 50. Ponie-
waz naczynie 53 lgczy sie z przelewem 52, to na-
stepuje podniesienie sie goérnego poziomu cieczy w
obu czesciach. Wedlug fig. 4 gérne zwierciadlo cie-
czy podczas okresu pracy aparatu znajduje sie w
czeSciach naczyn 52 i 53 na linii I, lecz po ustaniu
- obiegu ciecz stopniowo podnosi si¢ do wysokosei II,
ktora znajduje sie nieco wyzej niz zakonczenie prze-
wodu 54. Moze zaistnieé przypadek, ze wprowadzo-
ny zostanie bogaty roztwoér do przewodu 54, Za-
nim termostat \vlqézy nastepny raz doprowadzenie
ciepla do aparatu, przewdd to 54 zostanie wypcl-
n‘iony4 bardzo bogatym roztworem. ROwniez przez
przew6d 27 dostanie si¢ do cze$ci naczynia 53 bo-
gaty roztwor. Mozna przy tym przyjaé, ze koncen-
tracja amoniaku wyniesie 60—70%, w przewodzie 54
i w gornej czesci naczynia 53. W przelewowym na-
czyniu 52, gdzie znajduje sie bogaty roztwér dla
obiegu cieczy, koncentracja amoniaku wynosi 30—
35%,. Ppniewa_:z cze$é naczynia 53 laczy sie z pompg
ssgca 31, to rowniez i do niej zostanie doprowadzo-
ny bkogaly roztwoér. W pompie obiegowej 12, ktora
jest sprzezona cieplnie z tulejg 14, znajduje sie stup
cieczy skoncentrowanego amoniaku -30—35%, W
pompic ssaccej 31, ktora jest sprzgzona cieplnic
z pompa obicgowy 12 znajduie sic stup cicezy o kon-
centracji okolo 60—790%,. Dla przykladu ciSnicnie
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robocze skraplacza wynoszace 25 kG/em? spowodu-

je wrzenic w pompie obiegowej 12 przy tempera-
turze okolo 150°C, podczas gdy w pompie ssgcej 31
mozna osiggngé wrzenie juz przy temperaturze
90°C. Gdy termostat spowoduje doprowadzenie
ciepta do aparatu, to pompa obiegowa 12 spowoduje
uruchomienie pompy ssjcej 31, nie wilgczajae sie
natychmiast sama do pracy. Powstale w pempie
ssgcej 31 pary amoniaku w bardzo korzystnych wa-
runkach zostajg doprowédzone przez rure parowa
20 i przez nieuwidoczniony na rysunku kondensa-
tor do nisko temperaturowej wyparki skraplacza.
Przepcmpowany roztwor zostaje przy tym dopro-
wadzony przewodami 39 i 38 do warnika 26 apara-
tu, celem jego odszraniania. Po kilku minutach od-
szraniania wysoko§¢ podnoszenia w pionowej czgsci
przewodu rurowego 54 opadnie w tak znaczny spo-
sOb, Ze ustanie praca pompy 31. W tym czasie tem-
peratura bedzie szybko wzrastala w pompie obie-
gowej 12, co spowoduje poczatek normalnego obie-
gu cieczy. ’

Zgodnie z przykladem rozwigzania wediug wy-
nalazku korzystniejszym jest gdy doprowadzenie
$rodkow . schiadzajacych odbywa sie za pomoca
pomp obiegowych. Iloé cieczy, doprowadzonej przez -
pompe ssgcg, jest w pewnych przypadkach zwiek-
szona w celu przenoszenia ciepta z systemu war-
nika do systemu wyparki. '

W pewnych ‘przypadkach mozna przedsiewzigé
odpcwiednie Srodki w systemie warnika i spowo-
dowaé - zmniejszenie przenoszenia ciepta fig. 1—3.
Mozliwe jest rowniez, jak to uwidoczniono na fig.
2—4, zmniejszenie przenoszenia ciepla do wysoko-
temperaturowej wyparki 26. Dokonac tego-mozna
réznymi sposobami przy pompie podajgcej medium
rokocze, zanim ono zostanie tkierowane do wypar-
ki wysckotemperaturowej. Podawane przez pompe
medium robocze mozna podzieli¢ na pare i roztwor
lub tylko pare, lub tez tylko cieply roztwor, ktory
mozna doprowadzié cze$ciowo do wyparki 26, a po-
zostalg ilo§¢ podlgczy¢ do innej cze$ci aparatu.
Zgodnie z rozwigzaniem wedlug fig. 2 ubogi roz-
twor wprowadzony jest do normalnego obiegu,
a wedlug fig. 3 i 4 zamiast pary amoniak dopro-
wadzony jest do obiegu kondensatora.

Zastosowanie wynalazku stwarza wiele korzyst-
rych mozliwosci, z ktorych miedzy innymi jest to,
ze uzyskuje sie wysoki wspélczynnik wymiany w
systemie obiegowym cieczy uzyskiwany miedzy
okresem pracy a postojem aparatu. Ta wysoka wy-
mienno$é¢ wystepuje réwniez w absorpcyjnej skrap-
larce bez analizatora. Przyklad zastosowania wy-
nalazku skraplarki uwidoczniono na fig. 5, gdzie
system warnika tworzy ogrzewanie plaszczowe.
System warnika sklada sie z rury glownej 60, w
ktorej jest wbudowany grzejnik elektryczny. Rura
glowna jest wykonana w formie przewodu komino-
wego palnika opalanego gazem lub benzyng. Plaszcz
€1 otacza rure glowng 60 i tworzy przy tym ogrze-
wanie aparatu. ‘W ptaszczu, gdzic utrzyrhujc Si¢
staby roztwoér, zamontowana jest pompa obiegowa
cieczy 62 aparatu. Pompa 62 przechodzi przez
plaszcz 61 gdzie odbiera ciepto z otoczenia znaj-
Bogaty roztwdr znajduja-

cy si¢ w wezownicy absorpeyjnej s plynie ku do-
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lowi do naczynia absorpcyjnego 64 i przez przewod
zewnetrzny 65 wymiennika ciepla do pompy obie-
gowej 62. Znajdujacy sie w plaszczu 61 ubogi roz-
twor przenosi cieplo przez pompe obiegowa 62 do
«..aiduiacego sie bogatego roztworu, dzigki czemu
ciecz i para podnosi sie w kolektorze pionowym 66,
skad pod wplywoer ciezaru wlasnego przeplywa
przez plaszcz 61, rur¢ wewneuwzna 67 wymiennika

. ciepla cieczy, przewod 68 do goérnego konca aparatu

absorpcyjnego. Naczynie absorpeyjne 69 przeznaczo-
ne do akumulowania pochodzacej z wyparki, bo-
gatej nadwyzki chlodziwa, Przewéd 70 jest podig-
czony na pewnej wysokosci do naczynia absorpcyj-
nego 69, ktére znajduje sie nad goérnym zwiercia-
dlem cieczy w naczyniu, podczas normalnego ruchu
aparatu i jest zwigzane z pompg ssacg 71 dla celow

‘odszraniania. Pompa 71 jest polgczona z rurg glow-

ng 60 w celu przewodnictwa ciepla.” Gorne zakon-
czenie pompy 71 polgczone jest z przewodem 72
i warnikiem 73. Gdy termostat spowoduje wilgcze-
nie zrodla ciepla skraplacza, to po kilku minutach
ustaje obieg cieczy w aparacie, po czym nasteplije
pewne uderzenie zwrotne roztwcru aksorpcyjnego
przez wezownice 63, ktore podnosi goérne zwierciadlo
cieczy w naczyniu absorpcyjnym 64 i naczyniu ab-
corpeyjnym 69 do wysokoéei II. ktora znajduje sie
nad punktem zakonczenia przewodu 70 w naczyniu
69. Przewdd rurowy 70 i pompa ssgca 71 napelniajg
sie bogatym roztworem. Gdy termostat ponownie
wigczy Zrédlo ogrzewania aparatu. to plaszcz grzew-
czy bardzo szybko osiggnie temperaturge wrzenia.
Temperatura wrzenia jest znacznie wyzsza przy
pompach bogatego roztworu, niz w przewodzie ru-
rowym 70 i pompie ssacej 71 a poniewaz pompa ta
wytwarza te temperature i jest zwigzana z gléwng
rurg 60, to dostarcza ona niezbedna ilo§¢ pary i cie-
czy dla odszraniania wyparki wysokich temperatur.

Na fig. 5 uwidoczniono sposéb wykorzystania
normalnej pracy aparatu z termostatem. Dla do-
prowadzenia medium roboczego do pompy ssacej
celem przeniesienia ciepla z systemu grzejnego do
czeSci wyparki, mozliwe jest zastosowanie takich
elementow, ktére zostaly ujete w nawigzaniu do
fig. 1—4 tak by przy zastosowaniu przenoszenia
ciepla uzalezniona ilo§é cieczy od iloSci ciepla, prze-
noszona do pompy ssgcej, mogla byé obnizona do
warto$ci niezbednej dla odszraniania i aby przez
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to nie spowodowaé obcigzenia aparatu dodatkowy-

. i stratami cieplnymi. W {ym ukladzie mozliwe

jest to by cze$é przenoszonej iloSci cicpla przez
pompe ssgcg byla wykorzystana do odszraniania,
a cze$¢ do normazlnej pracy aparatu.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do odszraniania absorpcyjnych
aparatéw chlodniczych wyposazone w absorpeyjny
skraplacz przeponowy agregat grzewczy i pompe
obiegowa, przeznaczong do przepompowywania roz-
tworu chlodniczego oraz pompe ssgcg do przepom-
powywania medium cieplnego przeznaczonego do
odszraniania, znamienne tym, Ze posiada rurowy
doprowadzajacy przewoOd (29), ktory polaczony jest
z ukladem obiegowym cieczy przepom'powywanej
za pomoca ssgcej pompy (31), w ktorej przewod do-
prowadzajacy polgczony jest z systemem obiego-
wym cieczy na wysokosci I, powyzej roboczego po-
ziomu lecz ponizZej poziomu II, przy czym naczynie
absorpeyjne (10) polgczone jest z ssacg pompg (31)
i warnikiem (26). N )

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze ssgca pompa (31) jest polaczona z obiegowa pom-
pa (12).

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze ssaca pompa (71) polaczona jest z plaszczem
gléwnej rury (61) warnika.

4. Urzadzenie wedlug zastrz. 1-—3, znamienne
tym, zZe ssagca pompa (31) polgczona jest z warnikiem
(26) za pomocg parowego przewodu, a takie prze-
wodem parowym (20) z kondensatorem (22).

5. Urzadzenie wedlug zastrz. 1—3, znamienne
tym, ze kolektor pionowy ssacej pompy (31) jest
podlgczony do warnika (26) przy czym para copro-
wadzana jest przez pionowy kolektor (15) do war-
nika (26), a pozostaly roztwoér do naczynia absorp-
cyjnego. .

6. Urzadzenie wedilug zastrz. 1—5, znamienne
tym, Ze rurowy przewod (54) ssgcej pompy (31) jest
polaczony z przelewem (52) i naczyniem zbiorczym
(53) na skutek czego ssgca pompa (31) doprowadza
roztwér absorpcyjny wyzszej koncentracji medium
chlodzacego w stosunku do tego, ktéry pochodzi
z pozostalego obiegu.
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